
 

 

 

 

開催日時 ： ２０１４年１０月１６日（木） １０：００～１７：００ 
 

会 場 ： 東京ビックサイト 会議室６Ｆ（605 会議室） 定 員：１２０名 
 

対 象 ：  
 

 
 

主 催 ： 日本産業洗浄協議会（ＪＩＣＣ） TEL：０３－３４５３－８１６５ 
 

講演・発表プログラム 

【フォーラム】 開会挨拶・技術発表 (主催：日本産業洗浄協議会)  会場：会議棟 6F 605 会議室 

司会：守田章治 クロロカーボン衛生協会 

10:00～10:05 

10:05～10:40 

 

10:40～11:15 

 

11:15～11:50 

開会挨拶：目黒 弘  日本産業洗浄協議会会長 日本ソルベイ㈱代表取締役社長 

技術発表「次世代フッ素系洗浄剤への取り組みについて」 

花田 毅氏  旭硝子㈱化学品ｶﾝﾊﾟﾆｰ 開発部機能商品開発室 ガス溶剤ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

技術発表「産業用洗浄装置と清浄度測定について」 

  野口浩二氏  森合精機㈱ 装置事業部 生産部 次長 

技術発表「次世代ノンハロゲン非引火性洗浄剤について」 

  岸 重美氏  東ソー㈱ 有機化成品事業部環境薬剤部 洗浄剤技術ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ  

 

洗浄総合展 

【特別講演】 
中西博士特別講演 (主催：日刊工業新聞社)  会場：会議棟 1F レセプションホール 

13:00～14:00 特別講演「これからの化学物質リスク管理に求められること」 

  中西準子氏 （独）産業技術総合研究所 フェロー 工学博士 

 

【フォーラム】 特別講演と技 術 発 表 (主催：日本産業洗浄協議会)  会場：会議棟 6F 605 会議室 

司会：山本保夫 日本産業洗浄協議会 シニアアドバイザー 

14:20～15:05 

 

15:05～15:40 

特別講演「鉄道車両の洗浄及び産業洗浄の標準化について」 

  渡邉朝紀氏 東京工業大学大学院 理工学科 特任教授（JR 東日本寄付講座） 

技術発表「ダイナミックミセルを活用した新剥離洗浄剤」 

  野田直喜氏  JNC 石油化学㈱ 市原研究所 主務 

15:40～15:50 （休 憩） 

15:50～16:25 

 

16:25～17:00 

技術発表「塩化メチレンの応用新製品 ＴＡＬＳ－１の可能性」 

谷田部 修氏  株式会社トクヤマ 特殊品部門特殊品開発グループ 

技術発表「水系洗浄機－直振動式洗浄機及び超精密濾過装置について」 

  冨原常生氏  東製㈱ 特許製品販売促進室 洗浄ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ   

フォーラム聴講費（税込み・カラーテキスト代を含む） 
会 員：13,000 円／人 

非会員：17,000 円／人 
◎このフォーラムは、中小企業庁の「ものづくり小規模事業者等人材育成事業」の指定講習会です。中小企業の

製造業で中核として働く受講者は、申請により受講費用の最大２/３が補助されます（申込書を参照下さい）。 

◎フォーラム会場の出入りは、予めお送り致します「聴講券」で自由に行えます。 

第１８回 ＪＩＣＣ洗浄技術フォーラム２０１４ 
～ 世界をリードする 日本の産業洗浄技術がここに ～ 

 今そして将来の洗浄を考える洗浄ユーザー、研究者、設計者、技術者 

 洗浄剤・洗浄機及びその周辺機メーカーの管理者、開発者、技術者 

 有力な商材・技術を求める商社・販売店の皆様 


